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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】令和3年10月21日(2021.10.21)

【公開番号】特開2020-164959(P2020-164959A)
【公開日】令和2年10月8日(2020.10.8)
【年通号数】公開・登録公報2020-041
【出願番号】特願2019-69342(P2019-69342)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  14/34     (2006.01)
   Ｃ０４Ｂ  35/46     (2006.01)
   Ｃ０４Ｂ  35/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ   14/34     　　　Ａ
   Ｃ０４Ｂ   35/46     　　　　
   Ｃ０４Ｂ   35/04     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年9月10日(2021.9.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｍｇ、Ｔｉ及びＯの合計を１００ａｔ％とした場合に、各元素が１０≦Ｍｇ≦４７ａｔ
％、５≦Ｔｉ≦５０ａｔ％、３７≦Ｏ≦５１ａｔ％を満たし、ＭｇＯとＴｉ酸化物を含有
するスパッタリングターゲット部材であって、
　スパッタ面をＸ線回折法により分析することにより得たＸ線回折プロファイルが、Ｔｉ

2Ｏ相を由来とする回折ピークを有する、スパッタリングターゲット部材。
【請求項２】
　前記スパッタ面をＸ線回折法により分析することにより得たＸ線回折プロファイルにお
いて、Ｔｉ2Ｏ以外のＴｉ酸化物それぞれのメイン回折ピークの積分強度Ａに対する、Ｔ
ｉ2Ｏの（１０１）面の回折ピークの積分強度Ｂの比Ｂ／Ａが１．５以上である、請求項
１に記載のスパッタリングターゲット部材。
【請求項３】
　前記Ｔｉ2Ｏ以外のＴｉ酸化物は、ＴｉＯ、Ｔｉ2Ｏ3、ルチル型ＴｉＯ2、及びアナター
ゼ型ＴｉＯ2のいずれかである、請求項２に記載のスパッタリングターゲット部材。
【請求項４】
　ＭｇＯが７０ｍｏｌ％未満である場合には、比抵抗が０．５ｍΩ・ｃｍ以下である、請
求項１～３のいずれか一項に記載のスパッタリングターゲット部材。
【請求項５】
　ＭｇＯが７０～８８ｍｏｌ％である場合には、比抵抗が１．２ｍΩ・ｃｍ以下である、
請求項１～３のいずれか一項に記載のスパッタリングターゲット部材。
【請求項６】
　ＭｇＯが８８ｍｏｌ％を超える場合には、比抵抗が３０ｍΩ・ｃｍ以下である、請求項
１～３のいずれか一項に記載のスパッタリングターゲット部材。
【請求項７】
　相対密度が９０％以上である、請求項１～６のいずれか一項に記載のスパッタリングタ



(2) JP 2020-164959 A5 2021.10.21

ーゲット部材。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載のスパッタリングターゲット部材と基材とを備える
、スパッタリングターゲット。
【請求項９】
　前記スパッタリングターゲット部材及び前記基材は、一体成型品である、請求項８に記
載のスパッタリングターゲット。
【請求項１０】
　請求項１～７のいずれか一項に記載のスパッタリングターゲット部材の製造方法であっ
て、
　ＭｇＯ粉とＴｉ2Ｏ粉を含む混合粉を、加圧保持温度１２００～１５００℃の範囲でホ
ットプレスする焼結工程を含む、スパッタリングターゲット部材の製造方法。
【請求項１１】
　前記加圧保持温度が１２５０～１３００℃である、請求項１０に記載のスパッタリング
ターゲット部材の製造方法。
【請求項１２】
　前記混合粉は、前記ＭｇＯ粉が５～８６ｍｏｌ％、前記Ｔｉ2Ｏ粉が１４～９５ｍｏｌ
％で含有される、請求項１０又は１１に記載のスパッタリングターゲット部材の製造方法
。
【請求項１３】
　前記焼結工程においては、真空雰囲気又は不活性ガス雰囲気で実施する、請求項１０～
１２のいずれか一項に記載のスパッタリングターゲット部材の製造方法。
【請求項１４】
　前記焼結工程においては、ゲージ圧で圧力が１５ＭＰａ以上である、請求項１０～１３
のいずれか一項に記載のスパッタリングターゲット部材の製造方法。
【請求項１５】
　請求項１～７のいずれか一項に記載のスパッタリングターゲット部材を用いて成膜する
工程を含む、スパッタ膜の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本発明に係るスパッタリングターゲット部材の製造方法の一実施形態においては、前記
混合粉は、前記ＭｇＯ粉が５～８６ｍｏｌ％、前記Ｔｉ2Ｏ粉が１４～９５ｍｏｌ％で含
有される。
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